
平成 26 年 9 月 12 日 

 

 

第４８回 粉体工学に関する講演討論会を東京で開催 

 

 

【日時】平成 26年 9月 4日（木） 午前 10時 00分～午後 6時 30分 

【場所】東京マリオットホテル  

【主催】公益財団法人 ホソカワ粉体工学振興財団 

【企画】 粉体技術談話会 

【後援】ホソカワミクロン株式会社 

 

去る９月４日(木)に、「第 48 回 粉体工学に関する講演討論会」が開催され、「多様なものづくり

を支える粉体工学の進歩」をテーマとして、さまざまな材料の粉体プロセスに関わる粒子製作・加

工技術の最前線について、6 氏の方から御講演がありました。 

御講演の内容は、高機能セラミックス、金型用金属粉体、リチウムイオン電極材料、高周波誘

電体コンポジット、製薬開発、製薬関連装置と各々分野が異なり、それぞれの講演の後、来場者

と講師の間で活発な質疑応答が行われました。 

講演討論会の最後に、細川悦男理事長から、当講演討論会が過去 50 年近くにわたり継続して行

われてきていることの意義、加えて当財団の粉体工学界における役割や展望について言及されま

した。また、２年後には同講演討論会が第 50 回の節目を迎え、東京での開催を予定しており、今

後も引き続き御愛顧を賜りたい旨が伝えられました。 

講演討論会の後、懇親会が催されて、終始和やかな雰囲気の中、各講師と来場者との間で有意

義な交流が行われました。来場者数は 150 名を超え、会場は満杯状態となりました。次回(第 49

回)は、大阪での開催を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
講演討論会風景 

 

懇親会風景 


